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Esta charla invitada se enfocara en la ciencia y tecnologia del desarrollo de
una capa protectora de UNCD para el recubrimiento de anodos y catodos en
baterias de iones de litio para incrementar la vida de las baterias.

Los temas especificos que se cubriran incluyen:
* Antecedentes
o Fundamentos generales de baterias
o Fundamento de las baterias de iones de Litio
o Resultados preliminares.

* Fundamentos de diamante policristalino conductor, N-UNCD, deposicion y
caracterizacion.

* Ciencia y tecnologia del recubrimiento de &4nodos de UNCD utilizando
sistemas de Plasma de Microondas y Filamentos calientes de deposicion
quimica de vapor.

* Consideraciones para la fabricacion de baterias de litio.

*  Mediciones y resultados de las baterias de litio recubiertas con NUNCD.



